Solution for researching

Frascos De Amostragem De Pfa Grau Semicondutor De Alta

Pureza Para Armazenamento De Reagentes

Aplicacoes De Andlise De Tracos
Numero do item: PL-CP194

introducao

Ultrapuros E

Aplicagao

Fabricagdo de Semicondutores

Andlise de Elementos Tragos

Armazenamento de Tinta de
Catalisador

Preparacédo de Amostras LC-MS/MS
Detecgao de Concentragao de
Silicio

Fluxos de Trabalho de Digestdo
Acida

Materiais de Referéncia Padrao

Pesquisa de Baterias

_ Especificacao para Série PL-CP194

Material
Identificacdo do Produto

Faixa de Resisténcia a
Temperatura

Resisténcia Quimica

Fundo de Metais Tracos

Frascos de amostragem de PFA de alta pureza
projetados para armazenamento de reagentes
grau semicondutor e analise de tracos. Esses
recipientes inertes evitam a lixiviacao de ions
metdlicos e contaminacao, garantindo a
estabilidade da linha de base e a
reprodutibilidade dos dados para processos
criticos de laboratério industrial e manuseio de
fluidos ultrapuros. Entre em contato conosco

hoje.

Saiba mais

Armazenamento e transporte de produtos quimicos de ultra alta pureza (UHP) e
fotoresistentes utilizados no processamento de wafers.

Contengao de amostras e padrdes para ICP-MS, ICP-OES e AAS em pesquisas
ambientais ou geoldgicas.

Seguranga de suspensdes contendo isopropanol, Nafion e varios catalisadores
para testes eletroquimicos.

Armazenamento de solventes de alta pureza como agua ultrapura e acetato de
amonio para cromatografia liquida.

Transferéncia e armazenamento de amostras para analise de silicio trago em
tecidos de plantas ou materiais industriais.

Armazenamento de amostras digeridas altamente corrosivas (ex: HF, HNO3)
aguardando diluicdo e medigao.

Arquivamento de longo prazo de materiais de referéncia certificados e padrées
primarios de calibragao.

Manuseio de componentes de eletrélitos e aditivos especializados em ambientes
de laboratério controlados.

Perfluoroalquilo (PFA) de Alta Pureza

PL-CP194
-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)

Universal (exceto metais alcalinos fundidos, gas fltor)

< 10 ppt (partes por trilhdo) para elementos principais

Principal Beneficio

Previne contaminag&o de metais tragos que podem
causar defeitos no wafer.

Garante niveis de fundo ultrabaixos e alta
reprodutibilidade de dados.

Paredes lisas evitam a perda de residuos e mantém a
consisténcia da suspensao.

Previne a penetragdo de solvente e a lixiviagdo de
plastificantes ou ions metélicos.

Previne a lixiviagao de silicio das paredes e a adsor¢éao
de componentes da amostra.

Resisténcia superior a acidos minerais em
temperaturas elevadas.

Mantém a estabilidade da concentragao prevenindo
evaporagao e adsorgao.

A inércia quimica garante nenhuma interferéncia com
os resultados eletroquimicos.
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cificacdao para Série PL-CP194

Tenséo
Hidrofébico, energia superficial extremamente baixa
Superficial/Molhabilidade glasup

GRS [REe 500ml, 1000ml (Totalmente personalizavel)

(Exemplos)

Design da Tampa Sem forro, tampa rosqueada de alto torque para vedagao hermética
Método de Fabricacao Moldagem de Precisdo e/ou Usinagem CNC Personalizada

Protocolo de Limpeza Opgoes limpas com agua/acido ultrapuro grau semicondutor disponiveis
Dimensoes Fabricadas sob medida de acordo com as especificagdes do cliente
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